
Интенсивно проводятся работы по созданию поездов на 
магнитной подушке, которые используют сверхпроводники. 
Например, прототип в Японии использует низкотемператур­
ные сверхпроводники.

Комбинация полупроводниковых и сверхпроводящих при­
боров открьшает новые возможности в конструировании элек- 
тронньк вычислительных устройств.
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Віжуумно-дуговое нанесение покрьпий (катодно-дуговое оса­
ждение) - это физический метод нанесения покрьпий в вакууме, пу­
тём ковденсации на подложку материала из плазменных потоков, 
генерируемых на кагоде-мишети в катодном пятне вакуумной дуги 
сильноточного низкоюльтного разряда. Вакуумно-дуговой процесс 
испа|эения начинается с зажигания ваі^тмной дуги, которая форми­
рует на поверхности катода одну или несколько точечных, в кото­
рых концентрируется вся мощность разряда. Локальная темпераіура 
катодаого пятна чрезвычайно высока (около 15000°С), что вызывает 
интенсивное исп^ние и ионизацию в них материала катода и обрат 
зоватше высокоскоростных (до 10 км/с) потоков плазмы, расщю- 
стратЕяющихся из катодаого пятна в 01фужающее пространство. 
В ваісуумной дуге в катодных пятнах концентрируется іфайне высо­
кая плотность мощности, результатом чего является высокий уро­
вень ионизации (30-100 %) образующихся плазменных потоков.

Методика расчета дуговых источников с дисковым катодом.
Параметры расчета: характерный размер изделия Нщц (радиус 

Кщд= Оиз^); матфиал изделия; масса изделия МО; материал 
покрьпия (катод а); толщина дефекгаого слоя на поверхности изде­
лия <5деф, который необходимо удалить в хода технологического
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процесса; требуемая толщина покрытия 8n(*; максималшо доггу̂ сга- 
мая температура нагрева изделия расстояние по оси «катод- 
изделие» L. Известными считаются теплофизические свойства ілате- 
риала изделия, поіфьпйя (катода), анода

Поскольку концентрация з^)яженных частиц в пятне очень 1кяи- 
ка, при разлете плазмы из пятен, происходит усреднение концентра­
ции ионов и плотности ионного тока в источнике по его nonqx54HO- 
му сечению.
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Пороппш, используемые в порошковой металлургии, состоят 
из частиц размером 0,01-500 мкм. К основным механиче<лсим 
методам получения порошков относятся; дробление и рашол 
твердых материалов; диспергирование расплава; грануляция 
расплава; обработка твердых (компактных) металлов резанием.

В последнее время активно развиваются методы распыле­
ния расплавов, обеспечиваюгцие очень высокие скорости 
охлаждения частиц.

Один из вариантов, обеспечивающий затвердевание скид­
кой капли со скоростью 107-108°С/с, позволяет получать так 
называемые РИБЗ -  (распыленные и быстрозакаленные по­
рошки), когда на пути летящей капли устанавливают охла­
ждаемый экран под углом 15-45° к направлению ее движения; 
при ударе об экран капля перемещается по его поверхности и 
последовательно кристаллизуется в виде частицы пластинча­
той формы.

93


